




























专利名称(译) 超声波成像装置

公开(公告)号 US10143440 公开(公告)日 2018-12-04
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代理机构(译) STAAS＆HALSEY LLP

优先权 1020140002096 2014-01-07 KR

其他公开文献 US20150190115A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

超声波成像装置通过操作焦点调节单元，通过超声波探头选择性地获得
物体内部的目标部分或物体内部的宽部分的图像的精确图像。超声波成
像装置包括：超声波探头，其前部配备有探头透镜;以及焦点调节单元，
其安装到超声波探头，以选择性地使探头透镜散焦。焦点调节单元包
括：焦点调节部分，布置在探头透镜的前部;以及按压部分，连接到焦点
调节部分，以通过外力改变焦点调节部分的曲率。
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